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Frzedmiot niniejszego wynalazku stanc-
wi cialo zarowe do zarowek elektirycz-
nych, wykonane z weglika hafnu. Weglik
hafnu nadaje si¢ do tego celu, poniewaz
jego odporno$¢ na dziatanie wysokiej tem-
peratury jest wigksza, niz wolframu, jak-
kolwiek jego zdolnosci promieniowania
$wietlnego sa mniejsze niz wolframu, mia-
nowicie, weglik hafnu promieniuje stosun-
kowo wigcej ciepla przy takiej samej ilo-
$ci §wiatla, jak wolfram, wobec czego cia-
lo zarowe z weglika hafnu musi byé¢ ogrze-
wane do temperatury wyzszej, niz cialo
zarowe z wolframu, jezeli ma by¢ osiagnie-
ta taka sama lub wigksza sprawnosé oswie-
tlenia.

Aby osiagnaé¢ mozliwie wielka spraw-
nos¢ umieszcza sig zwykle cialo zarowe nie
w prozni, lecz w obojetnej atmosferze ga-
zowej, np. w argonie, azocie lub w miesza-

ninte takich gazow, a oprécz tego nadaje
sie ciatu zarowemu taki ksztatt albo umie-
szcza sig cialo zarowe w przestrzeni tak
ograniczonej, aby odplyw przez atmosfere
gazowa byl mozliwie matly. Srodki te mu-
sza by¢ stosowane takze przy uzyciu cia-
la zarowego z weglika hafnu, jezeli to o-
statnie ma by¢ dobrze wyzyskane. Okaza-
fo sig, ze do gazéw obojetnych, wypetnia-
jacych wnetrze zaréwki, dobrze jest dodaé
bardzo mala domieszke gazowych lub lot-
aych zwiazkow wegla, zawierajgcych moz-
liwie malo wodoru, np. 0,5% acetylenu.
Wprawdzie umieszczano juz dawniej ciala
zarowe, wykonane ze zwigzkéw metali, w
gazach, zawierajacych w stanie wolnym
metaloidowy skladnik odnosnego zwiazku
metalu, lecz w omawianym przypadku cia-
lo zarowe znajduje si¢ w obojgtnej atmo-
sferze gazowej, zawierajacej tylko nie-
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zhaczng ilosé zwiazku, ktéry dopiero w cza-
sie Swiacenia zarowkx vozklada sie w bez-
posredgnem samdz't(me ciata zarowego i
dostarcza metaloidowego skladnika ciala
zarowego, co pozwala uniknaé powstawa-
nia zbyt wielkich ilosci skladnika meta-
loidowego w tym przypadku wegla, ktéry
osiada i zaczernia scianki barki zaréwki.
W zaréwkach, ktére maja pracowaé przy
najwyzszej temperaturze, np. w zaréwkach
projekcyjnych, zawierajacych ciato zarowe
z weglika hafnu, nalezy podtrzymywaé
staly przeplyw gazu, zawierajacego wegiel;
podobny sposéb projektowano juz w za-

stosowaniu do zarowek z wolframowem -

cialem zarowem, pracujacem w obojgtnej
atmosferze gazowe;j.

Chociaz cialo zarowe z weglika hafnu
promieniuje stabiej, niz np. cialo zarowe z
wolframu, jednak takie cialo zarowe moze
byé zastosowane do zaréwek projekcyij-
nych, przy ktérych stosowaniu zalezy wig-
cej na jaskrawosci powierzchni ciala za-
rowego, niz na jego duzej sprawnosci.

Ksztalt ciata zarowego, wykonanego z
weglika hafnu, moze byé dowolny. Celowo
wykonywa si¢ je w postaci drutu lub ta-
$my, lecz mozna je rGwniez wykonaé w
postaci preta, rury, plyty, pétkuli lub kuli;
ksztatt kulisty lub pétkulisty jest, jak wia-
‘domo, korzystny wtedy, gdy cialo zarowe
ma. byé¢ uzyte jako elektroda w lampie tu-
kowe;j.

Najprostszy sposéb wyrobu ciala zaro-
wego z weglika hafnu polega na tem, ze
drut ogrzewa si¢ (podobnie jak'druty wol-
framowe i tantalowe) w atmosferze, zawie-
rajacej wegiel, przyczem hafn zamienia sie
na weglik hafnu. Jako gaz, zawierajacy
wegiel, moze stuzyé mieszanina wodoru, a-
zotu i acetylenu lub innego gazu, zawiera-
jacego wegiel.

Poniewaz hafn daje si¢ latwiej formo-
waé od kruchego weglika hafnu, wiec su-
rowemu materjalowi z hafnu nadaje sie
ksztalt ostateczny, to znaczy formuje sig
np. drut z hafnu, nadajac mu pozadany

ksztatt ciata Zarowego. Przed osadzeniem
ciala Zarowego w zaréwoe usuwa sie te cze-
$ci, ktére nie zastaly dostatecznie nawe-
glone, np. te czesci drutu zarowego z haf-
nu, ktére przy naweglaniu dotykaly pod-
porek, ktére przez oziebianie i ostanianie
niedopuscity do ich dostatecznego nawe-
glania.

Zastrzezenia patentowe.

1. Cialo zarowe .do zarowek elek-
trycznych, znamienne tem, ze jest wykona-
ne z weglika hafnu.,

2, Zaréwka z cialem zarowem wedlug
zastrz. 1, napelniona gazem, niedopuszcza-
jacym do parowania ciala zarowego, zna-
mienna tem, ze gaz, wypelniajacy zarow-
ke, zawiera mala domieszke gazow zawie-
rajacych wegiel.

3. Zaréwka projekcyjna wedlug zastrz.
2, znamienna tem, Ze jest zaopatrzona w
urzadzenie do ciaglego przeplokiwania jej
w czasie $§wiecenia gazem, zawierajacym
wegiel.

4, Sposéb wyrobu ciala zarowego we-
dtug zastrz. 1, znamienny tem, ze materjal
surowy, wykonany z hafnu, np. drut z hai-
nu, ogrzewa si¢ w atmosferze, zawierajacej
wegiel, w celu zamienienia hafnu na we-
glik hafnu.

5. Sposéb wedlug zastrz. 4, znamlenny
tem, ze przed naweglaniem tasme lub drut
z hafnu, uzyty jako materjat surowy, for-
muje si¢ ostatecznie, nadajagc mu pozadany
ksztalt ciata Zarowego, przyczem po na-
wegleniu, przed osadzeniem gotowego cia-

ta zarowego w zaréwce wycina si¢ z niego

te czesci, ktére nie naweglily sie dosta-
tecznie np. wskutek ozigbiania ich w cza-
sie naweglania przez podpérki.

Polska Zaré6wka Osram
Spotka Akcyjna.
Zastegpca: Dr. inz. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawsklego | Skl, Warszawa.
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